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Sposéb wytwarzania offsetowych form drukowych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
offsetowych form drukowych na podiozu metalo-
wym lub papierowym, metoda negatywowego ko-
piowania przy uzyciu warstwy fotopolimeryzujg-
cej.

Znane sposoby wytwarzania offsetowych form
drukowych polegaja na nanoszeniu warstwy $wia-
tloczulej na podloze aluminiowe lub papierowe i na-
$wietleniu poprzez forme kopicws. Przy stosowa-
niu warstw fotoutwardzalnych w czasie naswietla-
nia, na§wietlone elementy zostaja utwardzone a ele-

menty nienas§wietlone zostajg nastepnie usuniete w

procesie wywotywania.

Znane warstwy $wiattoczule stosowane do kopio-
wania metodg negatywowa oparte sg na warstwach
albuminy z dwuchromianem amonowym lub na
réznych zwigzkach, ktére polimeryzuja pod wply-
wem $wiatla. Wada warstw albuminowo-dwuchro-
mianowych jest mozliwo§é uzyskania niewielkiej
ilosci odbitek — maksimum do 30.000 odbitek.
Wadg warstw fotoutwardzalnych jest koniezznosé
ich wywolywania w rozpuszczalnikach organicz-
nych.

ICelem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania offsetowych form drukowych, ktére mo-
zna wywolywaé bez uzycia rozpuszczalnikéw or-
ganicznych i z ktérych mozna uzyskaé naklady po-
wyzej 100000 odbitek.

[Sposéb wedlug wynalazku polega na tym, ze aa
podloze metalowe lub papierowe nanosi sie emul-
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sje¢ wodng poliestru maleinowego lub fumarowego
w ilo§ci 5—20% wagowych, eteru alkilowego ben-
zoiny w ilo§ci 0,5—5% wagowych, srodka powierz-
chniowo czynnego w ilo$ci 0,01—0,1% wagowych
i polialkoholu winylowego w ilo$ci 0,1—5% wago-
wych, po czym warstwe kopiowa pokrywa sie fo-
lia poliestrowa, przezroczystym lakierem szelako-
wym, nitrocelulozowym lub z kopolimeréw chlor-
ku winylu lub talkuje sie, a nastepnie plyte na-
$wietla sie, i w przypadku, gdy plyta pokryta jest
folia poliestrowa, folie usuwa sie oraz uzyskang
warstwe wywoluje sie przy uzyciu wody. Po hy-
drofilizacji rozcienczonym roztworem kwasu fosfo-
rowego plyta nadaje sie do druku. Taki sposéb wy-
twarzania offsetowych form drukowych zapewnia
mozliwoéé uzyskania z nich wysokich nakladéw od-
bitek, a jednoczesnie wyklucza uiycie rozpuszczal-
nikéw organicznych do ich wytwarzania.

Przedmiot wynalazku jest blizej wyjasniony w
przykladzie wykonania, ktéry jednak nie ograni-
cza jego zakresu.

Przyktad Mieszanine 100 g zywicy poliestro-
wej maleinowej i 2 g eteru butylowego benzoiny
emulguje sie w wodzie z dodatkiem 0,05 g sub-
stancji powierzchniowo-czynnej oraz 0,5 g polial-
koholu winylowego jako stabilizatora emulsji. Uzy-
skang emulsje nanosi sie wg znanych metod na po-
wierzchnie plyty aluminiowej.

Nastepnie ptyte talkuje sie i naswietla. Po na-
Swietleniu wywoltuje sie¢ plyte pod strumieniem
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wody wodociggowej. Po hydrofilizacji 3% roztwo-
rem kwasu fosforowego plyta nadaje sie do dru-
kowania.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania offsetowych form druko-
wych metoda kopiowania negatywowego, znamien-
ny tym, ze na podtoze nanosi sie emulsje wodng
poliestru maleinowego w ilo$ci 5—20% wagowych,
eteru alkilowego benzoiny w iloéci 0,5—5% wago-
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wych, Srodka powierzchniowo-czynnego w ilodci
0,01—0,1% wagowych i polialkoholu winylowego w

~ ilo$ci 0,1—5% wagowych, warstwe kopiowa pokry-

wa sie folig poliestrows, przezroczystym lakierem
szelakowym, nitrocelulozowym lub z kopolimeréw
chlorku winylu lub talkuje sie, nastepnie plyte
naswietla sie, po czym w przypadku, gdy  ptyta
pokryta jest folia poliestrows, folie usuwa sie
a uzyskang warstwe wywoluje sie przy uzyciu
wody i hydrofilizuje sie rozcieficzonym roztworem
kwasu fosforowego.
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